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1. Powloka antyrefleksyjna przy termicznej obrébce powierzchniowej metali zawierajaca
grafit, znamienna tym, ze sklada si¢ z mieszaniny tlenku zelaza w ilosci 70 - 85% wagowych i
grafitu wiloéci 15 - 30% wagowych oraz lepiszcza wilosci 5 - 30% wagowych w stosunku do iloéci
mieszaniny suchych sktadnikéw.
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Powloka antyrefleksyjna przy termicznej
obroébee powierzchniowej metali

Zastrzezenia patentowe

1.Powloka antyrefleksyjna przy termicznej obrébee powierzchniowej metali zawierajaca gra-
fit, znamienna tym, ze sktada si¢ z mieszaniny tlenku zelaza w iloSci 70 - 85% wagowych i grafitu w
- ilosci 15 - 30% wagowych oraz lepiszcza wilodci 5 - 30% wagowych w stosunku doiloéci mieszaniny
suchych sktadnikéw.
2. Powloka antyrefluksyjna, wedtug zastrz. 1, znamienna tym, ze jako lepiszcze zawiera szkto
wodne, dekstryng oraz melasg.

* %k %

Przedmiotem wynalazku jest powloka antyrefleksyjna, znajdujaca zastosowanie jako pokry-
cie przy termicznej obrébce powierzchniowej metali, zwlaszcza przy nagrzewaniu powierzchni
laserem. . ‘ '

Laserowa obrébke cieplng stali prowadzi si¢ w celu utwardzenia powierzchni, co powoduje
wzrost trwatoéci elementéw obrobionych przy pomocy lasera. W przypadku stosowania lasera
CO; przedmiot nagrzewany jest wigzkg monochromatycznego promieniowania o dhugosci A =
1,6um. Promieniowanie o tej diugosci doskonale odbija si¢ od wypolerowanej metalowej
powierzchni. WskaZnik odbicia, a wigc strata energii moze przekroczyé nawet 95%. Zapobiega sig
temu poprzez podniesienie wspéiczynnika absorpcji obrabianej powierzchni. Najczgéciej stosowa-
nym zabiegiem technologicznym majacym na celu podwyzszenie absorpcyjnosci powierzchni
poddawanej nagrzewaniu laserowemu jest pokrywanie jej powtokami absorpcyjnymi. Do najczgs-
ciej stosowanych powlok zalicza sig: roztwér koloidalny grafitu, roztwory fosforanu manganu,
czarny techniczny chrom oraz powloki tlenkowe, uzyskiwane w wyniku wstgpnego utleniania stali
w parze wodnej, w temperaturze odpuszczania. Wada powyzszych pokry¢ jest to, ze reagujac z
nagrzanym metalem powoduja zmiang sktadu chemicznego stali. Powloki grafitowa i chromowa
staja si¢ zZrodtem wegla i chromu wprowadzonego do roztworu, przeksztatcajac tym samym proces
w naweglanie lub chromowanie laserowe. Natomiast pokrycia tlenkowe odweglaja stal wysoko-
weglowa. '

Powtoka antyrefleksyjna wedhug wynalazku, zawierajaca grafit, charakteryzuje si¢ tym, Ze
sklada sie z mieszaniny tlenku zelaza w ilosci 70 - 85% wagowych i grafitu w' ilodci 15 - 30%
wagowych oraz lepiszcza w ilodci 5 - 30% wagowych w stosunku do ilo§ci mieszaniny suchych
sktadnik6w. Jako lepiszcze zawiera szkto wodne, dekstryng oraz melase.

Zaletg powtoki wedlug wynalazku jest to, ze znacznie zwigksza absorpcje promieniowania, co
powoduje zwigkszenie efektywnosci nagrzewania promieniowaniem laserowym. Ponadto powloka
ta zabezpiecza przed zmiang sktadu chemicznego obrabiane;j stali. _

Przyktad . Powloka antyrefleksyjna, sktadajaca si¢ z 81,5% wagowych Fex03 1z 18,5%
wagowych grafitu, zmieszanych ze szklem wodnym w ilo$ci 10% wagowych w stosunku do ilosci
suchych sktadnikéw pokryto warstwa o grubosci okoto 0,2 mm prébke wykonang z zelaza armco.
Po nagrzaniu prébki laserem COz o dziataniu ciagtym o mocy 2,2kW nie stwierdzono naweglania,
a strefa przetopiona byla wigksza o okoto 25% niz w przypadku zastosowania powloki z czystego
grafitu. '
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